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Przedmiotem wynalazku jest kapiel do elektro-
chemicznego niklowania o dzialaniu wyblyszcza-
jgcym, zawierajaca znane skladniki, takie jak siar-
czan niklowy, kwas borowy, chlorek sodu oraz
substancje blaskotworcze pierwszego i drugiego ro-
dzaju. Substancje blaskotwodrcze pierwszego ro-
dzaju spelniajg podwéjna funkcje, a mianowicie
umozliwiajg uzyskanie powlok niklowych z tak
zwanym poOlpolyskiem, oraz zapobiegaja powstawa-
niu duzych naprezen, a tym samym osadzaniu
kruchych powlok. Substancje blaskotworcze dru-
giego rodzaju powodujg powstawanie powlok o
wysokim potysku.

Substancji tych nie mozna jednak stosowaé bez
substancji blaskotworczych pierwszego rodzaju ze
wzgledu na tworzenie sie spekan w powloce niklo-
wej. W zwiazku z tym we wszystkich nowoczes-
nych kapielach do niklowania z polyskiem stosuje
sie jednoczeSnie dwa rodzaje substancji blasko-
tworczych.

Substancje blaskotworcze pierwszego rodzaju sa
najcze$ciej zwigzkami organicznymi, zawierajgcymi
w czasteczce jedng lub kilka grup organicznych w
polaczeniu z = C— SO, — nastepujacych podstaw-
nikéw: —OH, —ONa, —NH,, = NH, —H, —R. Jed-
nym z lepszych dodatkéw blaskotwoérczych tego
rodzaju jest p-toluenosulfamid, ktory nie jest
wrazliwy na charakter substancji blaskotwoérczych
drugiego rodzaju i redukujace zanieczyszczenia.
Jako substancje blaskotwodrcze drugiego rodzaju
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stosuje sie zwykle heterocykliczne zwigzki zawjie-
rajgce grupe —N=C, ktoéra decyduje o zaliczeniu
ich do substancji blaskotwoérezych. Do takich
zwigzkow nalezg np. pirydyna i chinolina lub ich
pochodne.

Stwierdzono, Zze przy zastosowaniu 2-metylo-
chinoliny jako substancji blaskotworczej drugiego
rodzaju uzyskuje sie powloki o jednolitym i wyz-
szym polysku, niz w przypadku uzycia innych po-
chodnych chinoliny. Szczegdélne korzystne dzialanie
2-metylo-chinoliny wynika stad, ze grupa metylo-
wa znajduje sie w sgsiedztwie azotu w pierScieniu
pirydonowym. Swiadezy o tym to, ze inne pochod-
ne metylowe chinoliny nie prowadza do uzyskania
tak dobrych efektow.

Ponadto przez wlasciwy dobor wszystkich kom-

. ponentéw w kapielach do niklowania, oraz dobér

stezen tych komponentéw mozna dodatkowo spo-
wodowaé wzrost zaréwno przyczepnos$ci jak i po-
lysku uzyskiwanych powlok. Wedlug wynalazku,
do niklowania stosuje sie kapiel, ktéra obok siar-
czanu niklawego, kwasu borowego i chlorku sodu
zawiera jako substancje wybtyszczajagce 0,6—
1,0 g/litr p-toluenosulfamidu, 0,2—0,5 g/litr sacha-
ryny, oraz 0,005—0,08 g/litr 2 metylo-chinoliny.

Niklowanie za pomocg kapieli wedlug wynalazku
prowadzi sie w znanych warunkach przy zacho-
waniu temperatury 18—55°, gestosci pradu 0,5—
6 A/dcm i przy pH = 4,5—5,6.
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Przyktad kgpieli:

siarczan niklawy

NiSO; - TH,0 —
kwas borowy H; BO; —
chlorek sodowy NaCl —
p-to-luenosulfamid —  0,6— 1,0 g/1 litr
sacharyna —  0,2— 0,5 g/1 litr
2-metylo-chinolina — 0,005—0,08 g/1 litr

200— 250 g/1 litr
20— 30 g/1 litr
15— 20 g/1 litr

Warunki pracy kapieli:

temperatura — 35 —55°C
gestos¢ pradu — 15— 4,5 A/dem?
pH — 3,5— 5,0

Kapiel wedlug wynalazku posiada szczegélne za-
stosowanie w przypadku niklowania przedmiotéw
matych o skomplikowanych i zlozonych ksztaltach
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w przemyS$le elektrochemicznym, precyzyjnym i
galanterii metalowej wymagajacej obrobki gal-
wanicznej w kielichach i bebnach, oraz wszedzie -
tam, gdzie wskazane jest wyeliminowanie polero-
wania mechanicznego celem zachowania réwno-
miernej warstwy pod wzgledem grubosci zaréwno
na krawedziach jak i pozostalych powierzchniach.

Zastrzezenie patentowe

Kapiel do elektrochemicznego niklowania o dzia-
taniu wybtyszczajgcym zawierajgca siarczan nikla-
wy (NiSO; - TH,0), kwas borowy (H;BO;) i chlo-
rek sodowy (NaCl), oraz dodatek substancji wybtly-
szczajacych takich jak p-toluenosulfamid i pocho-
dne chinoliny znamienna tym, ze jako substancje
wyblyszczajgce zawiera 0,6—1,0 g/litr p-toluenosul-
famidu, 0,2—0,5 g/litr sacharyny oraz 0,005—
0,08 g/litr 2-metylo-chinoliny.
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